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二、说明、目录、图表目录

       光刻机（Mask Aligner) 又名：掩模对准曝光机，曝光系统，光刻系统等。常用的光刻机是

掩膜对准光刻，所以叫 Mask Alignment System.

       光刻机分为无掩模光刻机和有掩模光刻机。无掩模光刻机可分为电子束直写光刻机、离子

束直写光刻机、激光直写光刻机。电子束直写光刻机可以用于高分辨率掩模版以及集成电路

原型验证芯片等的制造，激光直写光刻机一般是用于小批量特定芯片的制造。有掩模光刻机

分为接触/接近式光刻机和投影式光刻机。接触式光刻和接近式光刻机出现的时期较早，投影

光刻机技术更加先进，图形比例不需要为1:1，减低了掩膜板制作成本，目前在先进制程中广

泛使用。随着曝光光源的改进，光刻机工艺技术节点不断缩小。

       目前最先进的光刻机来自ASML的EUV光刻机，采用13.5nm光源，最小可以实现7nm的制

程。此设备的开发难度更高，使用条件更复杂目前只有ASML攻破此项技术。因为所有物质吸

收EUV辐射，用于收集光（收集器），调节光束（照明器）和图案转移（投影光学器件）的

光学器件必须使用高性能钼硅多层反射镜，并且必须容纳整个光学路径在近真空环境中，整

个设备十分复杂。光刻机经历了五代发展     光刻机经历了五代发展       -   光源   波长（nm）   

类型   制程（nm）       第一代   g-line   436   接触接近式   800-250       第二代   i-line   365   接触接近

式   800-250       第三代   KrF   248   扫描投影式   180-130       第四代   ArF   193   浸没步进式   45-22   

   步进投影式   130-65       第五代   EUV   13.5   极紫外式   7月22日   数据来源：公开资料整理

       智研数据研究中心发布的《2022-2028年中国光刻机市场发展趋势与投资可行性报告》共十

四章。首先介绍了光刻机行业市场发展环境、光刻机整体运行态势等，接着分析了光刻机行

业市场运行的现状，然后介绍了光刻机市场竞争格局。随后，报告对光刻机做了重点企业经

营状况分析，最后分析了光刻机行业发展趋势与投资预测。您若想对光刻机产业有个系统的

了解或者想投资光刻机行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

       本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数

据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市

场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据

主要来自于各类市场监测数据库。
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2.3.1 光刻机产业社会环境

2.3.2 社会环境对行业的影响
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2.4.1 光刻机技术分析
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ASML在高端EUV、ArFi、ArF机型市场占有率不断提升。2017年ASML上述三种机型出货量总

计为101台，市场份额占比为78.29%，到2018年ASML出货量增长到120台，市场份额约90%

。2018年ASML共出货224台光刻机，较2017年198年增加26台，增长13.13%。Nikon2018年度（

非财年）光刻机共出货106台，半导体用光刻机出货36台，同比增长33.33%，面板（FPD）用

光刻机出货70台。2018年Canon光刻机出货183台，同比增1.6%。半导体用光刻机出货达114台

，增长62.85%。但是主要是i-line、KrF两个低端机台出货，其面板（FPD）用光刻机出货69台

。

IC前道光刻机国产化严重不足。目前国内光刻机处于技术领先的是上海微电子，其最先进

的ArF光源光刻机节点为90nm，中国企业技术整体较为落后，在先进制程方面与国外厂商仍

有较大差距。2018年三大光刻机巨头各类光刻机出货量情况（单位：台）     2018年三大光刻

机巨头各类光刻机出货量情况（单位：台）       -   ASML   NIKON   CANON       半导体用光刻

机   EUV   18   0   114       ArFi   86   5       ArF   16   9       KrF   78   5       i-line   26   17       面板用光刻机   - 

 0   70   69       总计   -   224   106   183   数据来源：公开资料整理
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